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VYSVETLENI ZADAVACICH PODMINEK
v souladu s ustanovenim § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvdni verejnych zakdzek (ddle také zdkon)

Nazev zakazky: Analyzator

Vysoka skola banska — Technicka univerzita Ostrava, se sidlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava —
Poruba, IC: 619 89 100, jako zadavatel veiejné zakazky v otevieném nadlimitnim fizeni, vydava na zékladé
dotazu vysvétleni zadavacich podminek.

Dotaz ¢. 1:

V ptiloze 1 zaddvaci dokumentace, kde je obsaZena technicka specifikace je uveden nasledujici
pozadavek na technickou specifikaci:

»Zdrojem energie pulzd musi byt Xenonova lampa umoziujici emitovat puls/energii az 10 J
(Joule), zatizeni musi umozniovat modifikovat/regulovat rozsah pulzu minimalné v rozmezi
10 aZ 1500 Bs (mikrosekund), energie i rozsah pulzu musi byt fiditelné prostrednictvim SW.“
Jako zdroj energie pulzll pro LFA analyzatory se pouZziva xenovova vybojka nebo laserovy
zdroj, typicky ND:YAG laser, odtud také nazev techniky LFA (Laser Flash Analysis).

Xenonové vybojky se zacali pouzivat pozdéji jako levnéjsi alternativa. Vyhodou poufziti
xenonové vybojky v LFA je niZsi cena zafizeni, vyznamnou nevyhodou je ale niZsi energie
pulsu (typicky 10 J) ve srovnani s laserovym zdrojem (typicky aZ 25 J), nizsi
reprodukovatelnost pulst v dlouhodobém pouZivani. DalSim omezenim je nemoznost
pouziti standartni konstrukce pece, coz vede ke zhorSené homogenité teplotniho pole

v méfici zéné. Pri pouziti laserového zdroje v LFA analyzatoru Ize méfit Sirsi spektrum
material( a vzork(. Pro ohfev vzorku lze pouzit klasickou pec, kterd zajistuje velmi dobrou
homogenitu a reprodukovatelnost ohfevu vzorku. Nevyhodu poufZiti laserového zdroje je ale
vySsi cena zafizeni.

Zadavatel dale specifikuje moznost modifikovat/regulovat rozsah pulzu minimalné v rozmezi
10 @s az 1500 Bs (mikrosekund). Velmi kratké pulsy typicky pod 50 Bs jsou vyuzitelné

pouze pro specifickou aplikaci, kdy se méfi tenké vrstvy materiall s velmi vysokou tepelnou
vodivosti (typicky diamant), presnost méreni je ale stdle omezena, zejména pokud se jedna
o tenci vrstvy.

Nase firma by chtéla nabidnout pokrocilejsi LFA pristroj s laserovym ND:YAG zdrojem,

ktery by zadavateli nabidl mozZnost méreni sirsSiho spektra materiald i vzorkd. Minimalni
nastavitelna délka pulzu u tohoto zdroje je ale 50 Bls. Nami nabizeny LFA pfistroj je navic
mozny kdykoliv v budoucnu rozsifit o patentovanou technologii PLH (Periodic Laser
Heating), kterd umoznuje méfit i velmi tenké vzorky v rozsahu nedostupném pro standardni
LFA analyzatory (podrobna prezentace k technice PLH je ke stazeni zde:
https://drive.google.com/file/d/1jtllY1002uwk6TfVqqvNxPbZWPm3C5Tu/view?usp=sharing2
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Nas dotaz zni:

Bude zadavatel akceptovat formulaci ,Zdrojem energie pulzi musi byt Xenonova lampa
nebo laserovy zdroj typu Nd:YAG umozriujici emitovat puls/energii minimalné 10 J (Joule),
zafizeni musi umozriovat modifikovat/regulovat rozsah pulzu minimalné v rozmezi 50 Bs az
1500 s (mikrosekund), energie i rozsah pulzu musi byt fiditelné prostfednictvim SW.“

Odpovéd na dotaz €. 1:
Zadavatelem poZadovana technicka specifikace je v souladu s potfebami kladenymi na aktivity a

vysledky, jeZ je nutné dosahnout v rdmci feSeného projektu.

V Ostravé 13. 02. 2026

Vysoka skola banska — Technicka univerzita Ostrava
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